
反渗透设备

产品名称 反渗透设备

公司名称 深圳市洁峰环保设备有限公司

价格 88888.00/台

规格参数

公司地址 深圳市坪山新区三洋湖工业区十四栋

联系电话 86-075584510316 13715200706

产品详情

JF—RO—EF—5T/H超纯水系统

电子半导体行业对水质要求较高，一般来说需要超纯水，常见的电子半导体行业用超纯水工艺有一下几
种： 1、预处理－反渗透－水箱－阳床－阴床－混合床－纯化水箱－纯水泵－紫外线杀菌器－精制混床
－精密过滤器－用水对象 2、预处理－一级反渗透－加药机(
PH调节)－中间水箱－第二级反渗透－纯化水箱－纯水泵－紫外线杀菌器－0.2或0.5 μ
m精密过滤器－用水对象
3、预处理－反渗透－中间水箱－水泵－EDI装置－纯化水箱－纯水泵－紫外线杀菌器－0.2或0.5 μ
m精密过滤器－用水对象 4、 预处理--反渗透--中间水箱--水泵--EDI装置--纯化水箱--纯水泵--紫外线杀菌
器--精制抛光混床---TOC分解器－0.2或0.5 μ m精密过滤器－用水对象 1,2属于比较常见的传统工艺，3,4
采用EDI+精混工艺，水质更为稳定，是比较先进的超纯水工艺，但造价相对价高。 洁峰环保针对电子半
导体行业的用水要求设计的JT—ROE—EF水系列，出水水质符合我国电子工业部电子级水质技术标准，
电子工业部高纯水水质试行标准，美国ASTM纯水水质标准，美国半导体工业用纯水指标，日本集成电
路水质标准。

JT—RO—EF—5T/H超纯水系统工艺流程：

预处理--反渗透--中间水箱--水泵--EDI装置--纯化水箱--纯水泵--紫外线杀菌器--精制抛光混床---TOC分
解器－0.5μ m精密过滤器－用水对象

功能简介： 预处理（多介质+活性炭过滤器）：多介质过滤器用以填充石英砂、无烟煤和锰砂等滤料。
其作用主要是降低水浊度，并且可以去除水中的大量细菌、病毒、有机物等。从而为后续的消毒工序创
造了有利条件。锰砂对铁、锰的去除效果显著。 活性炭具有大量的微孔和巨大的比表面积，具有极强的
物理吸附能力。能够十分有效的吸附水中杂质，尤其是有机物和微生物。活性炭表面形成的含氧催化氧
化和化学吸附的功能，可以去除一部分水中的金属离子。活性炭对水中尚存的余氯有极强的吸附作用，
以保护下游的不锈钢设备及管道表面和满足后序水处理单元的入水要求。 反渗透：通过RO膜有效地去
除水中的带电离子、无机物、胶体微粒、细菌及有机物质，高效脱盐以达到生产纯水之目的。 EDI：又
称连续电除盐技术，是通过阳阴离子膜对阳阴离子的选择透过作用以及离子交换树脂对水中离子的交换
作用，在电场的作用下实现水中离子的定向迁移，从而达到水的深度净化除盐，并通过水电解产生的氢



离子和氢氧根离子对装填树脂进行连续再生。

紫外线杀菌器：快速去除霉菌孢子，水藻等常见细菌，杀菌效率高达99%。
精混：装置罗门哈斯抛光树脂，进一步提高水质（纯水经过DEI后可达16兆，经过精混后可达18兆以上）
TOC分解器：滤除紫外线不能除尽的一般细菌、大肠菌、病毒，氧化水中有机质，进一步净化水质。 精
密过滤器：精密过滤器又称保安过滤器，其作用在于滤除水中0.2um以上的微粒和细菌，实现高精度过滤

系统优点：洁峰环保设计的此套超纯水设备采用最新的超纯水制作工艺，出水水质完全符合电子半导体
行业的用水要求；全不锈钢材质，美观耐用；全程自动控制系统，可降低人为操作失误带来的设备损坏
；填充罗门哈斯树脂，免去再生工序；所用核心部件均为业内知名品牌，可延长设备使用寿命；耗材更
换周期长，降低运行费用；设备设计占地面积小，操作方面。

备注：洁峰环保设计的JF—RO—EF超纯水系列除用于电子半导体行业外，亦可用于轻纺、化工、医药、
光学光电等需要超纯水的领域；可以根据您的出水量定制不同型号的超纯水，更多详情尽可来电垂询。
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